
ASTEC２０２０ （第 15 回先端表面技術展・会議） 出展募集のご案内 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
平素は、当研究会の活動にご理解とご協力を賜りまして厚く御礼申し上げます。 
 
前回好評でした先端表面技術展（ASTEC）＜当会も協賛＞への展示を今回も会員様と共同
で出展したいと思います。詳細は下記展示会概要をご一読いただき、別紙用紙にご記入の上、 
FAX もしくは申込用紙をメール添付（office@radtechjapan.org）にてお申込み下さい。 
                                   敬具 
                記 
 ＜ＡＳＴＥＣ２０２０＞ 展示会概要 
１．開催日時：2020 年 1月 29 日（水）～1月 31日（金） 
２．開催場所：東京ビックサイト 南３ホール  
３．ブース場所：添付資料（3.ASTEC2020_Floor Plan）参照 
４．出展料および内容 
１１０，０００円（税込）/1小間 （標準パッケージブース台も含む） 
＊企業様は 2小間でのお申込みが良いかと思います。 
＜1小間タイプ内容＞ 
台：９９０×４９５×H７５０ｍｍ  

 パネル：台の上 W990ｍｍ×H1,950ｍｍ （地面より H:２，７００ｍｍ） 
     ＜ただし、名板２００ｍｍ、スポットライト１００ｍｍの高さを取られる。＞ 

＜セット備品類＞・名板、コンセント：2口（１００V）、スポットライト・貴名受  
・パイプ椅子 1 脚 ・カタログスタンド（Ａ４縦型 12 段）1 台 

 ＊＊パネルの展示のフック、両面テープなど装飾会社の方に準備されています。 
＊＊＊申し込み状況により、ポスターのみ展示の方について、出展料を割引させて頂きます。 
５．パネル展示での希望 
  ポスターは、印刷した紙をピン留めするのではなく、少なくとも「のり付きポリスチレ
ンボード」に貼って、パネルにしていただきたいです。それらは、ハレパネという商品名で
売られています。 
https://www.hansoku-express.com/panel/c-3_25/c-221/c-223/ https://www.hansoku-
express.com/panel/c-3_25/c-221/c-223/ 
 

以上 

                         一般社団法人 ラドテック研究会 

https://www.hansoku-express.com/panel/c-3_25/c-221/c-223/
https://www.hansoku-express.com/panel/c-3_25/c-221/c-223/
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ASTEC/SURTECHセミナー
12小間

TCT  Introducing
12小間

コンセプトゾーン
20小間

生産性向上ゾーン（仮）

ASTEC/SURTECH TCT  JAPAN

・会期：2020年1月29日（水）～31日（金）
・会場：東京ビッグサイト　南3・4ホール

Date  :  Jan .29(Wed .)~31(Fri .) ,2020

Venue  :  Tokyo  Big  Sight ,  South  Exhibition  Hall  3 ,4

・
・

2019年 7 月 31日現在
As of July 31, 2019
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FAX.03-6261-2751 下記ご記入の上、FAX もしくは 

メール添付（送付先：office@radtechjapan.org）にてお申し込みください 

一般社団法人 ラドテック研究会事務局宛 

ASTEC２０２０ （第15回先端表面技術展・会議）展示 

エントリーフォーム 
 

申込社名（法人・グループ名をご記入ください。） 

和文

英文 

代表者名 フリガナ                                                            代表者役職 

担当者名 フリガナ                                                              担当者役職 

所 在 地 （ 〒 ） 

TEL FAX 

e-mail URL 

エントリー小間数 

 

   ・（      ）小間  申込します。 

 

 金額：（    ）小間×１１０，０００円＝ 

主要出展品目  

＊（ご出展のＰＲがあれば記載下さい。） 

ご希望・ご意見欄 

□ 本書の提出後に必要な手続きを遵守し、また、ラドテック研究会 の支払い条件とキャンセ

ル料に同意し、ここに ＡＳＴＥＣ２０２０ 展（ラドテック研究会 ブース）に申し込みます。 
 

令和元年  月  日 

 

 

機関・会社・学校名：                                                                            

 

記 入 者 名 ：                    ㊞ 
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